VI Seminarium Spektrochemu

Optymalizacja jako sciowa i cenowa technologii wytwarzania wodorozcie nczalnych farb i tynkéw dyspersyjnych

Tendencja do brudzenia si e powtok
| wypraw elewacyjnych

Czeladz, 20 listopada 2014



Zabrudzenia elewacji

* spaliny
* kurz
* siedlisko zarodnikéw mikroorganizmow

* produkty rozktadu i starzenia sie polimeru

2 VI Seminarium Spektrochemu Czeladz, 20.11.2014



Metody badawcze /

aby poprawia¢ odpornos¢ powitok na zabrudzenia nalezy posiadac¢ dobrg metode
badawczg

istniejg metody producentow surowcow: BASF, Tego (Evonik), Wacker

w wyniki walidacji stwierdzono, ze metody te nie sg odzwierciedlajgce warunkow
rzeczywistego brudzenia sie powtok

opracowano w Spektrochemie metode, ktéra odzwierciedla tendencje do retencji
zabrudzen powtok w warunkach naturalnych

metoda jest prosta i pozwala na szybkie wykonywanie serii badan
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Zasada metody Spektrochemu m /A

grubos¢ powtok: 90-110um, grubosé wypraw: okresla granulacja uziarnienia
podtoza: chtonne — cementowo-wapienne, nie chtonne — szklto

kondycjonowanie: 24 h, 7, 14, 28 dni w warunkach laboratoryjnych oraz starzenie
powtok w 5 cyklach naswietlania lampg kwarcowg i dziataniu temperatury 50C

pomiar luminancji (Y) powtok przed brudzeniem (oswietlacz D65, obserwator 109
zanurzanie powtok i wypraw w zlewce z medium brudzacym
woda: 900 g, pasta pigmentowa Inchem Famix B: 50 g
zanurzanie do 2/3 wysokosci w ciggu 2-3 sekund
opcje prowadzenia badan:
jednokrotne zanurzenie
wielokrotne zanurzanie bez suszenia
wielokrotne zanurzanie z suszeniem

ponowne oznaczenie luminancji i obliczenie wspotczynnika retencji zabrudzenh
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Y, — luminancja zmierzona na powtoce przed brudzeniem

Y, — luminancja na powtoce po brudzeniu
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Retencja zabrudze h powlok SOP 65% na ré znych dyspersjach polimerowych
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Bez dyspersiji Emulsja silikonowa 1 Emulsja silikonowa 1 Emulsja silikonowa 1
sama emulsja 30% ilo $ci dyspersji 15% ilo $ci dyspersiji 30% ilo $ci dyspersji
silikonowa 1 dyspersja 1 dyspersja 1 dyspersja 2

Retencja zabrudze n powtok SOP 65% z r6 znymi emulsjami silikonowymi
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Bez dyspersiji Emulsja silikonowa 2 Emulsja silikonowa 2 Emulsja silikonowa 2
sama emulsja 30% ilo $ci dyspersji 15% ilo $ci dyspersiji 30% ilo $ci dyspersji
silikonowa dyspersja 1 dyspersja 1 dyspersja 2

Retencja zabrudze n powtok SOP 65% z r6 znymi emulsjami silikonowymi
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Tynk silikonowy na emulsiji Tynk silikonowy na emulsiji Tynk silikonowy na emulsiji
silikonowej nr 4 silikonowej nr 3 silikonowej nr 5

Retencja zabrudze n wypraw tynkarskich silikonowych
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Retencja zabrudze n wypraw tynkarskich silikonowych

10 VI Seminarium Spektrochemu Czeladz, 20.11.2014



Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

i

Retencja zabrudze n wypraw tynkarskich silikonowych
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Wyniki oznaczania wspotczynnika retenc;i
zabrudze n

Farby z woskiem i mikrosferami

Farby z woskiem Farby z mikrosferami

Retencja zabrudze n powitok farb dyspersyjnych z mikrosferami ceramiczny mi W-410 i woskiem AquaPolyFluo411
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Whioski m /A

tendencja do retencji zabrudzen powtok i wypraw zalezy od:
SOP farby i tynku
rodzaju i jakosci dyspersji polimerowej
emulsje silikonowe wpltywajg w zréznicowany sposob na tendencje do retencji zabrudzenh

poprawe odpornosci na zabrudzenie mozna uzyskac¢ mikrosferami W-410 (3M) oraz woskiem
PE/PTFE AgauaPolyFluo 411 (Micropowders)
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Dziekuje za uwag e!

14 VI Seminarium Spektrochemu Czeladz, 20.11.2014



